GroBaufnahme eines Mikrochiplasers.

Schema zur Pulskompression von
Mikrochiplaserpulsen.

GréBenvergleich eines Mikrochiplasers

mit einer Euro-Cent MUinze.
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GUTEGESCHALTETES
SUB-PIKOSEKUNDEN
MIKROCHIPLASERSYSTEM

Die Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen
stellt die Basis fur zahlreiche innovative
Anwendungen dar. Bisher sind jedoch nur
modengekoppelte Laser in der Lage, Pulse im
Bereich von Sub-Pikosekunden zu generie-
ren, deren Aufbau komplex und relativ teuer
ist. GUnstigere, industrietaugliche gltege-
schaltete Laser emittieren gewohnlich Pulse
von 100 Piko- bis mehreren Nanosekunden.

Auf Grundlage neuer Aufbau- und Verbin-
dungstechniken des Fraunhofer IOF wurde
ein kostenglinstiges System mit einem passiv
gutegeschalteten Mikrochiplaser entwickelt,
dessen Pulse auf patentierte Art und Weise
auf Sub-Pikosekunden verkiirzt werden. Die
Laserpulse sind nicht modengekoppelt.

Die faserbasierte Ausflihrung von Puls-

kompression und spektraler Pulsfilterung
ermoglicht den Aufbau eines stabilen und
kompakten Systems, was insbesondere im
industriellen Umfeld eine Alternative fir
modengekoppelte Laser darstellt.

- Materialbearbeitung
- Spektroskopie

- Passiv glitegeschalteter Mikrochiplaser als
kompakte Laserquelle

- Faserbasierte Methoden zur Puls-
kompression und spektralen Pulsfilterung
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